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RESUMO: Atualmente o desenvolvimento
tecnologico no pais passou a ser observado
como uma das principais fontes de aquecimento

Ciéncia, tecnologia e inovagao: Fatores de progresso e de desenvolvimento

INDUSTRIAL (INPI)

econdmico, tanto em paises desenvolvidos como
em paises em desenvolvimento, que é o caso do
Brasil. O objetivo do estudo é analisar motivos
que levaram aos indeferimentos de depdsitos
de patentes em instituicdes de ensino, pesquisa
e tecnologia no Brasil. Para atingir a proposta
do trabalho foi utilizado o método transversal
fazendo um recorte de janeiro a dezembro de
2019, realizando um levantamento de produgéo
por depésitos de patentes ou seja, Patente
de Invencao (Pl), Modelo de Utilidade (MU) e
Certificado de Adicdo (CA) pelo site Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que
resultou em 28.318 registros no Brasil, porém
somente foi trabalhado Patente de Invencéo (PI)
que resultou em 4.694 indeferimento com base
na amostra houve uma analise para identificar os
motivos de indeferimento no Brasil. O resultado
da analise mostrou que um dos fatores fortes
do indeferimento & pelas reivindicagdes nao
fundamentadas, o segundo fator mais forte
esta relacionado a ideias impossiveis de serem
concretizadas, o terceiro fator considerado em
nivel baixo com refere-se a invengbes que ndo
obedecem a um dnico conceito inventivo ou
grupo especifico e por fim, como quarto fator esta
relacionado a Revista de Propriedade Industrial-
RPI na qual responde em nivel médio e baixo,
relata que a patente precisa esclarecer seu
objeto inventivo a nivel total ou parcial ou outros.
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STUDY ON THE REJECTION OF PATENTES AT THE NATIONAL INDUSTRIAL
PROPERTY INSTITUTE (INPI)

ABSTRACT: Nowadays, the tecnological development in the country started to be observed
as one of the main sources of an upturn in the economy, for both developted countries and
developing countries, such as Brazil. The goal of this study is analizing the motives that lead to
the rejection of patents deposits in educational, tecnological and research institutions in Brazil.
To achieve the purporse of this work, a transversal method was applied making a clipping from
january to december of 2019, making a survey of production by patents deposit. In other
words, Invention of Patent, Utility Model and Adition Certificate from the National Industrial
Property Institute website that resulted in 28.318 registers in Brazil, but only Invention of
Patent was processed which resulted in 4.694 rejections based on the sample. There was an
analysis to identify the motives of rejection in Brazil. The analysis result showed that the first
strong factor of the rejection is non-fundamented reinvidications, the second fator is related
to ideas that are impossible to achieve, the third one is considered low level and refers to
inventions that fails to follow a single inventive concept or especific group. And finally, the forth
factor is related to Industrial Property Magazine in which responds at medium and low level,
reports that the patent need to clarify it’s inventive object at a total or partial level or others.
KEYWORDS: Patent deposit, rejection, intelectual property

INTRODUCAO

Atualmente o desenvolvimento tecnoldgico no pais passou a ser observado como
uma das principais fontes de aquecimento econémico, tanto em paises desenvolvidos como
em paises em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. A propriedade intelectual ja sofreu
diversas mudancas significativas, principalmente na penultima década do século XX que
intensificaram novas estratégias de globalizagdo no mercado. Ela também é responsavel
pelo avanco dos gastos em investimentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em
eventos direcionados as novas tecnologias, tendo como fator de produgéo o conhecimento
e informagao como valores econdémicos (MATIAS-PEREIRA, 2011).

Quando utilizado o termo ‘tecnologia’, ele se relaciona com producédo de ciéncia
de ponta, setor produtivo, capacidade para difundir conhecimento cientifico, inovagdes
tecnologicas, fatores que constroem a capacidade de inovacao e aprendizado de um pais,
regido ou localidade (GARCIA; BISNETO; SANTOS, 2017). O resultado desses fatores
promove possibilidade de prosperidade, protecédo intelectual e solugdo de determinado
problema social, econémico e ambiental.

Nessa perspectiva, as universidades e as instituicbes se enquadram e interagem em
busca de conhecimento e aprendizado, estimulando pesquisas académicas que contribuem
para o avanco de novas tecnologias e consequentemente patentea-las (OLIVEIRA; ROSA,
2017; ZARELLI; CARVALHO; OLIVEIRA, 2020)no ano de 2004, os Nucleos de Inovagéo
Tecnolégica (NITs, como forma de protegé-las. Assim haveria o beneficio de obter aumento
da competitividade, conquista de novos mercados, solugdo e/ou incremento de um
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determinado problema na sociedade.

Nesse sentido, poder-se-ia argumentar que hé incentivo a ciéncia, tecnologia e
inovacdo na economia, permitindo a produgdo inventiva ou implementada, baseada na
relagdo do homem com o mundo, liberando capacidade de produzir, criar empreendimentos,
empregos, marcas comerciais, novas estratégias e interacdo entre universidades e
empresas.

Nos ultimos cinco anos houve um aumento significativo de registro de patentes
no mundo. O Brasil continua com baixo rendimento no ranking de pedidos de registro de
patentes, com 3,5 registros por milhdo de habitantes. A explica¢do seria estaria relacionada
a baixa proporcéao de pesquisadores nas empresas e universidades (WIPO, 2017).

Nos paises desenvolvidos, até 80% dos pesquisadores e seus estudos estdo
localizados nas empresas, enquanto os 20% restante se encontram na academia. No
Brasil esta situagéo é praticamente inversa (MATIAS-PEREIRA, 2011). Com os resultados
identificados, verifica-se que € necessario criar mecanismo de colaboragdo entre
universidades, instituicbes de pesquisas, pesquisadores, discentes e outras entidades
congéneres para aderir o aperfeicoamento da capacidade em termo de numero de patentes
e concessoes, a fim de evitar o seu arquivamento ou indeferimento.

A estrutura e o formato de um pedido de patente sdo determinados por regras
definidas pelo INPI através das Instru¢gdes Normativas n° 30 e 31 /2013. Portanto, no
pedido de patente é necesséario destacar relatorio descritivo, reivindicagdes, resumos,
desenhos (caso tenha), lista de sequéncia (n&o € obrigatério), comprovante de pagamento,
depois de avaliado recebera a carta patente, documento enviado pelo INPI que define
a propriedade tecnolégica, autoriza o mercado para seu titular por prazo determinado,
estimula e pressiona a sociedade em geral a uma continua renovagéo tecnoldgica.

Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar motivos que levaram aos
indeferimentos de depésitos de patentes em instituicdes de ensino, pesquisa e tecnologia
no Brasil. O estudo mostra a existéncia de indeferimento e sugere melhorias, estratégias e
medidas para reduzir a vulnerabilidade do sistema de propriedade intelectual que favoreca

o desenvolvimento tecnol6gico, econémico e social.

METODOLOGIA

O presente estudo identificou possiveis motivos que levaram aos indeferimentos
dessas invengdes nas instituicbes publicas e privadas. O tipo de pesquisa utilizada
classificou-se como qualitativa, tendo uma abordagem exploratéria com a finalidade
esclarecer e fazer um levantamento de possivel problema pelo quantitativo de documento
com informagdes legais sobre indeferimento de Pl. O estudo documental foi considerado
como fonte primaria neste estudo, realizado a partir do relatério legal de deposito de patente
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, as andlises feitas verificaram-se
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quatro fatores que levaram como descoberta de causas motivadoras dos indeferimentos,
os documentos ndo tiveram nenhum tratamento analitico permitindo que o pesquisador
desenvolva sua investigacao e anélise do objeto (FONSECA, 2002). A pesquisa considerou
também método transversal para analisar o periodo de entrada de patentes desde janeiro a
dezembro de 2019 com o objetivo de entender possiveis causas/motivos do indeferimento
durante esse recorte e sugerir novas estratégias requerida ao depositante.

AMOSTRA

Para atingir a proposta do trabalho foi feito um levantamento de producéo por
depésitos de patentes (PI+MU+CA) pelo site Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) que resultou em 28.318 registros no Brasil entre as categorias Patente de Invengao
(P1), Modelo de Utilidade (MU) e Certificado de Adicdo (CA), para critério de escolha foi
trabalhado somente patente de invencéo (PI) que resultou em 25.396 depdsitos de patentes
nessa categoria, durante o processo foram descartados Modelo de Utilidade e Certificado
de Adicao para pesquisas futuras, a subtracdo desses elementos identificou um total de
4.694 patentes de invencao indeferidas. Neste sentido, foram reunidos os relatorios de
pedido de patentes desde de janeiro a dezembro de 2019, verificando todos os depésitos,

arquivamentos, concessoes e indeferimentos dos objetos.

Foram descartado

Metodologia )] —_— Modelo de Utilidade
g (UM} e Cerificado de
l — Adigdo (GA).
Levantamento de
deposito de patentes. A subtragBo identdicon E;E_srlljsis%&;
um total de 4684 m
‘ Patentes Indsferidas. Total 204,
Site INFI
(https:ifwwaw. gov. bringi/ot
-br)
Hoarwe um
recorte
et tempaoral? -
Resultou 28.318 patentes Exportzdo para planitha , g
(Pl+UM=CA). Eletriinica {Excel).
‘ ‘ sim
Janeiro 3 Dezembro de .
2014, Analise Transversal.
Houve
. criténio de i
.. escolha? -
Andlize dos motivas de
Sim Indeferimentos.
Trabalhado somente | Rasultou erm 25308
Fatente de invengao. Patentes.
- Resultados e
\ Discussdo.

Figura 1: Processo metodologico.

Fonte: Propria autoria.
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RESULTADOS E DISCUSSOES

As categorias de invengbes das patentes que s&o depositadas e indeferidas por
diversos motivos técnicos, sejam eles falta de atividade inventiva e clareza na descricéo
estdo relacionadas aos objetos conforme as analises desta pesquisa, porém o recorte do
estudo foram as patentes de invencdes (PI) indeferidas.

A figura 2 mostra que o contrato de tecnologia € um dos maiores investimentos
do pais, presume-se pelo fato de obter uma atividade voltada a inovagéo pela poténcia
da pesquisa cientifica e tecnolégica a ser levada ao ambiente produtivo, é citado como
exemplo as instituicoes cientificas e tecnoloégicas (ICT’s) publicas, as empresas e
organizagdes privadas de pesquisa que muitas vezes néo precisam de autorizacao legal
por ter acesso o que a lei ndo proibe, outro fator importante para contrato de tecnologia
€ que os pesquisadores e instituicbes recebem ofertas de bolsas, obtencédo de um saber
acumulado, know-how de dificil quantificagdo ou pagamento e um resultado voltado para
mercado com éxito no produto e sociedade (FORTEC, 2012), facilitando o crescimento
nesta categoria.

Referente a topografia de circuito integrado é regida pela lei 11.484/07 na qual
o art. 26 reconhece também como um chip, o processo de topografia se resume a uma
série de imagem que destaca configuragéo tridimensional das camadas que compdem um
circuito integrado e na qual cada imagem representa no todo ou em parte (BRASIL, 2007).
A figura revela que a demanda por registro de topografia € ainda menor relacionado a
outras categorias registradas no INPI, porém néo existe nenhum indeferimento, muito pelo
contrario se mostra estavel mantendo seus registros concedidos no ano 2019.

Relacionado ao programa de computador seu registro acontece no INPI, ha cerca
de sete dias Uteis estabelecidos a partir da data de depdésito, a procura por registro de
programa de computador evoluiu de forma rapida, principalmente em 2019 destacando
marca histérica, acerca de 21% maior que 2018 (INPI, 2019). Observa-se que houve
maior numero de deposito de patentes e nenhum indeferimento, esse crescimento se da
pela agilidade do INPI no processo de registro e facilidade de gerar novas tecnologias, os
programas de computador s&o protegidos pela lei de direitos autorais, diante disso, eles
podem obter caracteristicas imateriais por estar presentes em meios magnéticos e volateis
ou podendo protege-se apenas a expressao literal do programa seja codigo ou linguagem,
nao englobando todo conteudo técnico.

A indicacéo geogréfica (IG) é uma ativo da propriedade industrial para verificar e
originalizar determinado produto ou servico em local que se tornou conhecido ou quando
devida caracteristica e qualidade de um produto ou servico faz parte da sua origem
geografica, diante desse conceito, compreende-se um potencial de acesso ao mercado no
tocante ao seu desenvolvimento regional (INPI, 2019). Em 2019 o depésito de |G obteve o

maior volume ja recebido no INPI, tendo somente um indeferimento e cinco arquivamentos,
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conforme ilustra a figura. Ao analisar os dados e identificar a evolugdo da IG, mostra um
crescimento ndo somente visando a escala de produgéo, mas os impactos que tal produto
ou servico podem influenciar no desenvolvimento regional influenciando até mesmo o
turismo, porém nao faz parte deste estudo.

No tocante ao desenho industrial, mostra que apesar do crescimento da demanda
com relagédo aos anos anteriores, em 2019 conseguiram reduzir o backlog e o tempo de
exame (INPI, 2019). O desenho industrial refere-se a aparéncia do objeto, porém néo
determina sua funcionalidade técnica, no entanto a prote¢éo do objeto ou processo garante
tal funcionalidade, ja que se trata de uma invencgéo.

A marca refere-se a identificacdo de um produto ou servigo disponibilizado por
determinada empresa, a marca funciona como estratégias empresariais e publicitarias que
transmite confian¢a de tal imagem do produto ou servigo ao inserir e manter no mercado.
Em 2019, os depositos de marca no INPI corresponderam 19,93% a mais que no ano de
2018, sendo considerada uma evolu¢dao mundial nos Ultimos tempos, a procura de protecéo
nessa seara.

Jé o certificado de Adicdo considera como acessério de patente, acompanhando
todos os direitos legais e de acordo com a informagéo extraida no INPI, o indeferimento
do certificado de adi¢cdo acontece se objeto ndo apresentar o mesmo conceito inventivo,
porém néo faz parte da categoria selecionada do estudo. A figura mostra uma evolugéo e
o interesse de inserir o certificado de adicdo na patente com o objetivo de aperfeicoar o
desenvolvimento da invencgéo, essa categoria obtém baixo indeferimento.

O modelo de utilidade (MU) esta relacionado em proteger algo que ja existe, ou seja,
protege apenas invengdes disruptivas. Na figura observa-se que existe um crescimento
de depdsito nessa categoria e um forte indice de indeferimento, um dos fatores conforme
a Lei 9.279 (Brasil, 1996), este tipo de procedimento ocorre por ndo encontrar aplicagdo
industrial que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacéo.

Sobre a patente de invencgéao se faz necessario elaborar uma pesquisa de viabilidade
para identificar se tal patente néo foi protegida antes por terceiros e caso nao tenha nenhuma
descoberta sobre tal segmento pode ser solicitada o pedido de patente. O objetivo do INPI
€ aumentar o registro de patentes evitando reducéo de estoque e indeferimento, em 2019
obteve uma trajetoéria maior do que anos anteriores, portanto, o processo feito no INPI
tem revelado reversao da tendéncia de queda dos pedidos de patentes, isso possibilitou a
reducdo do backlog total.
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CONTRATOS DE TECNOLOGIA
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Figura 2: Resultado de depésitos e indeferimentos de patentes no ano de 2019.
Fonte: INPI, 2019.
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Figura 3: Indeferimentos de patentes no Brasil e por Tratado de Cooperacgao de Patentes (PCT).
Fonte: INPI, 2019.

Afigura 3 representa que o Brasil apesar de obter um comportamento desconfortavel
de pedidos de patentes, em sua maioria a concessao do objeto é impedida por fatores que
ndo corresponde as exigéncias estabelecidas pelo 6rgdo INPI, comparando o indice de
patente por ano e o seu indeferimento verifica-se a importancia de explorar o campo e
um alerta para instituicées, universidades, empresas e outros 6rgdos, de acordo com o
autor Matias-Pereira (2011) o baixo desempenho do Brasil refere-se a baixa proporgéo
de pesquisadores atuando nas empresas, cerca de 80% dos pesquisadores e suas
investigacbes estéo localizados na empresa enquanto os 20% restantes estdo na academia.

Quanto a ICT mediante apresentacao da figura o interesse dos candidatos em obter
a protecao internacional nos pedidos de patentes, também facilita ao publico na grande
quantidade de informagdo técnicas relativa a invengdo, porém existe um acréscimo de
indeferimentos nos objetos, isso ressalta um problema nédo sé no Brasil mas fora, questéao
que merece um estudo mais detalhado para identificar possiveis problemas e procurar
entender tanto o instituto responséavel por avaliar o objeto como quem solicita o pedido.

Diante do contexto, é interessante enfatizar que uma forte politica de desenvolvimento

e insercdo internacional do Brasil, pode determinar dominio a protecdo a propriedade
intelectual como apoio ao processo de desenvolvimento do pais.
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Figura 4: Indeferimentos de instituicbes de ensino, pesquisa e tecnologia no Brasil.
Fonte: INPI, 2019.

A figura 4 mostra que as instituicdes independentemente da sua categoria obtém
objetivos em comum, desenvolvimento em tecnologia nos produtos, servicos e processos
inventivos, buscando esforcos para alcangar inovagdes nos negocios.

O papel das institui¢des torna-se alvo de extrema importancia para conhecimento
econdmico e social, porém dentro de uma estrutura complexa ao interagir com as empresas
no intuito de promover inovacéo, fica evidente que os recursos P&D nas regides do Brasil
sé@o limitados, necessitando ampliar e obter um programa de acompanhamento dando
énfase ao aumento dessa produtividade. A produtividade das instituicdes ao desenvolver
inovacéo e tecnologia torna-se limitada por falta de recursos financeiros de acordo com
Duarte (2010); Aschehoug, Lodgaard e Schulte (2019), permitindo descontinuidade de
uma invengéo tecnologica no processo patenteamento, ao chegar na etapa de concesséo
a patente concedida torna-se privilegiada e vista como “troféu” por chegar ao final do
processo e pronta para ser explorada no pais.

Destaca-se como segundo ponto que os indeferimentos ocorrem pela néo
conformidade com os critérios de patenteabilidade requeridos para a concessdo de uma
patente.

FATORES LEI'9.279/1996 MOTIVOS NIVEIS

Relacionado ao requisito de

novidade, atividade inventiva . .
Art.8 COMBINADO COM PP . Considerado o nivel,
Art.11. 6 aplicagdo industrial. mas alto da andlise

Técnico no assunto pode -
1° Fator Art.8 COMBINADO COM = . sobre motivos
Art.13. néo decorrer de maneira de indeferimento

Art. 95 evidente ou ébvia do estado
T da técnica, todo processo
deve estar bem definido.
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Relacionado por nao
considerar uma invengéo, o Considerado a nivel
. . relatério do objeto deve ser médio da analise
2° Fator Art. 10; ﬁrrtt 2312 Art2d e claro e suficiente para que sobre motivos
ha o técnico da area entenda, de indeferimento
permitindo ser alterado até o | equivalente a 21,48%.
requerimento do exame.
Relacionado a invengéo
com nenhuma aplicacéo . .
Industrial. A patente néo se C(ér;is)l((cj)eézd:nzlinsl;/el
° . . refere a um Unico conceito .
3° Fator Art.15; Art.18; Art.22. . : S s sobre motivos
inventivo ou que prejudica a de indeferimento
moral, aos bons costumes, equivalente a 2.41%
seguranca e a saude a e
publica.
Destina-se a pessoa fisica
ou juridica com legitimo Considerado a nivel
. . interesse de entender que médio e baixo da
4° Fator Rev'lsrt]?jg;rrarlo_g'sld ade a decisao de indeferimento analise sobre motivos
de pedido de patente de indeferimento
de invencdo deva ser equivalente a 25,17%.
reformada.
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Quadro 1: Fatores que motivaram indeferimentos.

Fonte: Autoria prépria.

Ao analisar os dados foram verificados um dos primeiros fatores que causaram
maiores indeferimentos dos objetos estédo relacionados aos objetos que ndo correspondem
as atividades inventaveis, ndo atendem aos requisitos de inovacgéo, a descri¢ao feita de
maneira ndo evidente/bbvia, o relatério do objeto néo ressalta clareza e sem fundamento ao
relacionar suas caracteristicas particulares, essas observag¢des devem estar bem definidas
impedindo o indeferimento das protecdes da patentes (Brasil, 1996).

Com base nos motivos, a analise consegue esclarecer que os depositantes precisam
entender a diferenga do conceito inventivo, inovacédo e aplicagdo industrial para descrever
de maneira clara e objetiva, caso for necessario participar de “minicursos” sobre termo
correlacionado ao processo de patenteamento ou solicitar ajuda técnica e confiavel.

O segundo fator relaciona-se ao indeferimento de objetos que podem ser
compreendidos ou ndo como invengéo, caso ndo sejam compreendidos, o estado da
técnica pode ter sentido causando indeferimento, se houver alteracdo no conceito da
patente (BRASIL, 1996). Na propriedade de um objeto se for considerado mera descoberta
ou detectada na natureza ndo se refere a invengao. E sempre importante ter o cuidado
com ideias abstratas onde sua praticidade seja impossivel de realiza¢do, por exemplo uma
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caneta invisivel, para um técnico no assunto é inviavel sua concretizacgéo.

O terceiro fator refere-se as igualdades de tratamentos para efeitos legais, o
candidato ao depositar a patente deve estar ciente que o0 objeto apresente uso pratico
suscetivel de aplicagédo industrial com possibilidades de melhorias continuas, garantindo
que o modelo n&o decorra de maneira comum ou vulgar, mas que possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de industria, ndo causando danos a moral, seguranca, cultura
e a saude publica, pode destacar como exemplo utilizagdo de método (processo) para
clonar o ser humano ofenderia a moral e a conduta publica, outro exemplo seria introduzir
método de procedimento ilicito.

Quarto fator do indeferimento de patentes esta relacionado a Revista de Propriedade
Industrial -RPI, uma vez por semana o INPI faz a publicacdo da RPI, relatando parecer
técnico do objeto de diversas categorias informando as patentes concedidas, arquivadas
e indeferidas.

Os estudos mostram que muitas vezes, 0s inventores recebem o comunicado
conhecido como “indeferimento” dos seus objetos, esse tipo de rejeicdo acontece quando o
examinador ao avaliar o objeto da inveng¢ao determina do tipo excluido da patenteabilidade,
ou seja, a invencdo nao realcga “utilidade” sobre esta mesma secéo.

Face aos levantamentos extraidos das analises do site e relatorios do INPI foram
observados que existem mais de 12.280 indeferimentos de patentes, porém ao analisar
somente 4.694 patentes indeferidas relacionada a categoria de Patente de Invencéo. Com
base nas andlises € notorio que a Lei de Propriedade Industrial deve trabalhar de forma
ampla e ligada direta ou indiretamente com area tecnol6gica.

Diante dessa observacéo, muitas vezes torna-se dificultoso para o depositante seja
fisica ou juridica entender os efeitos e consequéncias do amplo alcance, demanda em
nivel de competéncia técnica do objeto e do mercado em desenvolvimento (PARANAGUA;
REIS, 2009). E importante lembrar que todo depositante deve entender sobre novidade,
atividade inventiva e aplicagédo industrial, a falta desses requisitos impede o processo de
concessao, causando indeferimento. De modo geral, os candidatos ao depositar suas
patentes necessitam de orientagbes de um técnico na area e confiavel, que verifique o
objeto e informe que néo se trata de invencgéo, inovagdo nem tao pouco aplicacéo industrial
e que saiba e desenvolva um relatério descritivo com eficacia.

Os autores Silva, Vasconcellos e Tonholo (2019) ressaltam que os indeferimentos
sob propriedade de universidades acontecem por ndo apresentarem a declaracdo de
acesso ao patrimdnio genético brasileiro, na qual deveria ser de forma espontanea pelo
requerente do pedido, uma outra falha seria pelo préprio INPI com relagdo aos atrasos nos
exames de pedido de patentes ou backlog de patentes.

Outro ponto importante comentando pelo autor Duarte (2010) é que o concorrente
pode aproveitar de certo indeferimento ao copiar um produto ainda em processo de

concessao, ou seja, a patente quando concedida impede que terceiros reproduza, coloque
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a venda tal objeto, mas se durante um processo de concessao essa patente for indeferida,
permite grande oportunidade para patente copiada seja concedida, essa transi¢do pode ser
chamada de Vantagem Competitiva como Estratégia de Posicionamento (beneficio), porém
néo abrange objetivo desse estudo.

Toda e qualquer invengéo deve ser escrita de forma que o problema técnico seja
compreendido assim, no mesmo proposito a solugdo. Para que o efeito técnico seja
alcancado € necessario que a invencdo atenda um carater técnico do problema a ser
resolvido, em relagéo ao relatério descritivo da patente deve conter condi¢des suficientes
para eventualidade da invencao, este cenario permite que o técnico no assunto ndo tenha

apenas conhecimento em si e de suas referéncias, mas do conhecimento em geral.

CONSIDERACOES FINAIS

O presente trabalho buscou analisar somente os fatores que levaram aos
indeferimentos de patentes de invencéo, logo apés com o acolhimento dos dados, foram
averiguadas maneiras para diminuir o indice de indeferimento e a continuidade em manter
os depositos dessas invengdes na perspectiva de verificar e melhorar o processo desses
avaliadores e depositantes das invengdes. Portanto a andlise considera que, apesar do
baixo crescimento de depoésitos de patentes no Brasil, as instituicdes de ensino, pesquisa
e tecnologias e associagcbes em termos de desenvolvimento de invengdes tecnoldgicas
torna-se a frente podendo obter parcerias com empresas se isso fosse a diante colaboraria
como incentivo de inovagdo no pais, porém a fatos reais parece um sonho que precisa se
tornar em realidade, as instituicdes precisam criar estratégias para que essas parcerias
acontegcam como ponte de crescimento econémico, tecnoldgico e social.

Foi encontrado durante o processo de andlise que um dos fatores fortes (50,94%) do
indeferimento refere-se as reivindicagdes ndo estdo fundamentadas, ou seja, necessita usar
termos apropriados que defina exatamente o objeto evitando incompreenséo, declarando
a protecao do que se requer, o segundo fator (21,48%) mais forte estéa relacionado a ideias
impossiveis de serem concretizadas, o terceiro fator (2,41%) considerado ao nivel baixo
refere-se a invencao que ndo obedece a um Unico conceito inventivo ou grupo especifico e
por fim, como quarto fator (25,17%) esta relacionado a Revista de Propriedade Industrial-
RPI na qual responde ao nivel médio e baixo por abranger todas as categorias, quando
selecionada as categorias torna-se ao nivel baixo por delimitar determinada area, por
sua vez, os motivos dos indeferimentos enfatizam reformulagbes das patentes, ou seja, a
patente precisa esclarecer seu objeto inventivo ao nivel total ou parcial ou outros.

Como limitagc&o desta pesquisa pode-se apontar que os estudos sobre indeferimentos
no Brasil, destaca a relevancia da investigacdo em outras categorias ndo discutidas neste
trabalho além de estudos em outros pais, comparando os indeferimentos, motivos e que

medidas estdo sendo utilizadas para diminuir o indice de indeferimento de patentes em
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determinados paises.

Para finalizar, acredita-se que o estudo pode contribuir para tomadas de decisbes
pelos gestores do INPI, candidatos que pretendem depositar suas patentes e adquirir
concessao do objeto e a0 mesmo tempo atrair crescimento de depésitos de patentes e
consequentemente da economia, do conhecimento com menos indeferimento na criagéo
dos seus objetos.
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